Fluxo de trabalho estético da coroa:

GC Initial LiSi Block & Initial LiSi Press

Escaneie o codigo QR
para obter mais

DISSILICATO DE LITIO: BELEZA DURADOURA informacion
Initial LiSi Block & Initial LiSi Press combinam resisténcia inigua-
lavel e estética excepcional com o grande bénus de um proces-
so mais rapido e facil de usar. Obtenha uma coroa estética ex-
cepcional com o minimo esforgo e excelentes propriedades
fisicas.
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*Recomendagdes para Initial LiSi Block e Initial LiSi Press. Siga sempre as instrugdes do fabricante.

Recomendagdes de Luting
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O G-CEM ONE é um cimento resinoso autoadesivo universal altamente
avancado com dupla capacidade de cura, projetado para fornecer
colagem forte e durével de restauracées indiretas.

* Confiavel: polimerizagdo quimica eficiente mesmo sob restauragtes

Forma Pode se Alta Adeséo extra opacas ou espessas
rt?ten'c.l\{a hao garantir um estt.etlca(s.ao € necessario ® Universal: alto desempenho para qualquer tipo de restauragao,
é suficiente campo de obrigatérios inclusive as nao retentivas (quando se utiliza o Adhesive Enhancing
trabalho seco Primer ou G-Premio BOND)

® |nsensivel & Tecnica: tolerdncia a humidade, viscosidade ideal, facil
remog¢do do excesso

e Simples: protocolo padronizado com manuseio muito facil

e Estética: 4 tons e excelente resisténcia ao desgaste para margens
invisiveis de longa duracdo

Alternativamente, em caso de preparacéo retentiva, FujiCEM Evolve,

um cimento de ionémero de vidro modificado com resina facil de usar e

versatil.

Encontre o passo-a-passo para todas as suas cimentagées no GC Luting Guide:




Fluxo de trabalho de coroas estéticas:

GC Initial LiSi Block & Initial LiSi Press

Preparacao passo a passo

1. Antes de iniciar a preparac&o,
pode se realizar uma chave de
silicone ou uma varredura

pode ser controlada fazendo

usando uma broca redonda inserc&o.

da borda incisal e a criagdo de

um acabamento arredondado. ponto com uma chave de

silicone ou scanner intraoral.

Pré-tratamento passo-a-passo

2. A profundidade da preparagdo 3. Recomenda-se a preservagao
dos dentes adjacentes e a
sulcos com uma broca de diamante, criagdo de uma conicidade
intra-oral para verificar a redugédo.  em seguida, conectando os sulcos  adequada para o caminho de
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5. Deve-se garantir o alisamento 6. A profundidade da preparagdo 7. A impressdo pode ser feita de
pode ser verificada em qualquer  forma convencional ou digital.

4. A redugio da preparagao
pode ser acompanhada pela
concavidade palatina e pelo
cingulo.

ERROS A EVITAR NA PREPARACAO:

* N&o respeitar a forma natural do dente, reduzindo-a
 Auséncia de concavidade palatina
® Angulacdo proximal muito forte
® Sulcos e zonas pontiagudas do esmalte
* Nao respeitar o contorno gengival

1. Limpar, enxaguar e secar a
preparagao.

2. Verifique o ajuste. Remova a
restauracéo e limpe-a.

Cimentar Passo a passo com G-CEM ONE

6A. Opcional, aplique  6B. Opcional, aplique 7. Aplique o G-CEM

o PRIMER DE G-Premio BOND, ONE diretamente na
REFORCO G-CEM aguarde 10 seg., restauragao.
ONE ADHESIVE, seque por 5 seg e

aguarde 10 segundos
e seque por 5 seg. A
cura por luz NAO ¢
necessaria.

light-cure por 10 seg.

DICAS & TRUQUES
* Para temporizagdo, use TEMPSMART DC para obter belos resultados e
facil polimento.
® Recomenda-se o isolamento com dique de borracha durante o uso de
cimento resinoso.
* O jateamento da superficie dentaria antes da cimentagéo é altamente
recomendado.
® O uso de Silano na restauragao do dissilicato de litio é obrigatério.

3. Condicionar com &cido
fluoridrico por 20 seg.
Enxague e seque a restauragao.

8. Assento imediato na 9. Quando sentir o
preparagdo. Mantenha  cimento emborrachado  pressdo moderada,
a pressao moderada.

4. Aplique Silano como o G-Multi 5. Enxague e seque o dente
Primer sobre a restauragdo. Secar preparado.
com seringa de ar.
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10. Mantendo a 11. Polir as margens
com polidores deborra-
cha. Proceder com a
verificacdo da oclusdo
e polimento das areas

ajustadas.

remova O excesso

mantendo a pressao as superficies/

moderada. Opgéo: o margens por 20

excesso pode ser curado segundos ou deixe o

por flash por 1 seg. material ajustado por 4
min.

fotopolimerize todas

® O Uso de Silano na restauracdo de disilicato de litio , é obrigatorio.
No caso de baixa retengdo da preparagédo, G-Cem One em conjunto
com G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer o G-Premio BOND deve

ser usado depois do acondicionamento &cido selectivo do esmalte .




